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图 3 熔融二氧化硅立方体经过研磨和抛光

之后 ， 切成具有 90。反射后表面的角锥形反

射器，然后再进一步倒边、 研磨和抛光。

图 4 把制作完毕的向后反射棱镜装在特殊

的列阵结构上。该结构的作用是支持并对准

棱镜。

准机构装在一起，便构成一台完整的激光测

距向后反射器。

取 自 Glass lndustry , 1969 (Sept. ),50 , J\f1! 9, 429-433 

激光棒抛光机

美帝万国虫胶供应公司制成了一种新的

激光抛光机商品。抛出的激光棒的表面的光

学平整度在 0.1 个波长之内，两端面的平行

这种装置的摆动速度和主轴速度的控制

是独立而可变的。这就使得两者的速度能由

O 变到 120 转/分。采用动力制动以及主电动

度在 2-4 弧秒之内。在抛制球面半径时也能 机具有正向反向装置是抛光机的两个特点。

达到同样的公差。 取自 Laser Weekly , 1969 (Aug. 13) , 5 

错面接触型二极管

最近日本电气通信研究所新美特别研究

室的柴田俊隆、 五十岚能孝、永井治男等人

首次试制了对波长 1 微米的近红外光(不可

见)脉冲有良好响应、用作光电变换元件、具

有稳定性能的错面接触型二极管。

制作这种光二极管的目的在于使不稳定

(和硅相比较)的错半导体元件的性能稳定

化， 谋求错的面接触型化，其钝化业已成功，

而以往的硅光二极管和光电倍增管是不可能

实现这一点的。它可望用作甚高频(短波)光

脉冲的转换元件，在将来的光通讯中，如能

用它作为检波元件，那末对于装置的固体小

型化、低电源化可寄予很大的希望。其一部

分成果已在九月十五日于东京大学工学部召

开的一九六九年度电子通信学会全国大会上

发表。

硅在水蒸汽中一加热，表面就生成一层

化学性能稳定的二氧化硅膜，这对保护内部

的钝化膜，起着良好的作用。利用这种技术，

由面接触型元件加以发展，便产生了今天的
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